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OZET

FORMULASYONLAR, BUNLARIN BULASIK YIKAMA BILESIMLERIi OLARAK
KULLANIMLARI VE URETIMI

Mevcut bulus asagidakileri iceren formulasyonlar ile ilgilidir, her birinde ilgili

formulasyonun kati madde igcerigine gore

(A) toplam olarak agirlik yuzdesi olarak % 1 ila % 50 araliginda metil glisin di- asetik
asit (MGDA), glutamik asit di- asetat (GLDA) ve de bunlarin tuzlarindan segilen en

azindan bir bilesik,

(B) toplam olarak agirik yuzdesi olarak % 0,01 ila % 0,4 aralhginda cinko olarak

belirtiimis olan en azindan bir ginko- tuzu,

(C) toplam olarak agirlik yuzdesi olarak % 0,001 ila % 0,045 araliginda etilen imin’in
homo- veya ko- polimeri, ve

(D) gerektigi durumda adirhk yuzdesi olarak % 0,05 ila % 15 agdartict madde.
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ISTEMLER
1. Bir formulasyon olup, dzelligi:
her seferinde ilgili formulasyonun kati madde iceridine gore,
(A) metil glisin di- asetik asit (MGDA), glutamik asit di- asetat (GLDA) ve de bunlarin

tuzlarinin arasindan secilen, toplam olarak agirhk yuzdesi olarak % 1 ila % 50
arahginda en azindan bir bilesik,

oplam olarak, agirlik yuzdesi olarak % 0,01 ila % 0,4 arahdinda, cinko olara
(B) topl larak, agirlik yuzdesi olarak % 0,01 ila % 0,4 arahdinda, cinko olarak

belirtiimis olan en azindan bir ¢inko- tuzu,

(C) toplam olarak agirlik yuzdesi olarak % 0,001 ila % 0,045 araliginda etilen imin’in

homo- veya ko- polimeri,
(D) gerektidi durumda agirlik yuzdesi olarak % 0,5 ila % 15 agartici madde igermesidir.

2. Istem 1'e gore formulasyon olup, ozelligi; bahsi gegen formilasyonun

fosfatlarinin ve poli- fosfatlarinin bulunmamasidir.

3. Istem 1 veya 2'ye gore formulasyon olup, dzelligi; (Cynin etilen imirvin dogrusal
veya dallanmis homo- polimerlerinden, ve etilen iminin asi ko- polimerlerinden

secilmis olmasidir.

4. istem 1 ila 3'ten herhangi birine gore formulasyon olup, ozelligi; cinko- tuzunun
ZnClz, ZnS04, cinko asetat, cinko sitrat, Zn(NOs)2, Zn(CH3S0z3)2 ve cinko galat

arasindan secilmis olmasidir.

5. Istem 1 ila 4ten herhangi birine gore formilasyon olup, ozelligi; bahsi gegen

formulasyonun oda sicakhginda kati olmasidir.

6. Istem 1 ila 5ten herhangi birine gore formulasyon olup, dzelligi; bahsi gecen
formulasyonun agirlik yuzdesi olarak % 0,1 ila % 10 araliginda su icermesidir.

7. Istem 1 ila 6'dan herhangi birine gore formulasyon olup, dzelligi; bahsi gecen
formulasyonun oksijenli agartici maddeler ve klor- igeren agartici maddeler arasindan

secilmis olan agirhk yuzdesi olarak % 0,5 ila % 15 adartici madde (D) icermesidir.

8. Istem 1 ila 7°den herhangi birine gore olan formulasyonlarin kullanimi olup,

ozelligi; bulasiklarin ve mutfak aletlerinin makine ile temizlenmesi igin olmasidir.
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9. Istem 1 ila 7'den herhangi birine gore formulasyonlarin kullanimi olup, ozelligi;
suslenmis veya suslenmemis olabilen camdan en azindan bir ust yluzeyi bulunan

cisimlerin makine ile temizlenmesi icin olmasidir.

10. Istem 8 veya 9a gore kullanim olup, ozelligi; makine ile temizleme olarak bir

bulasik makinesi ile yikama veya temizleme igleminin soz konusu olmasidir,

11.  istem 8 ila 10'dan herhangi birine gore kullanim olup, ozelligi; istem 1 ila 7°den
herhangi birine gore en azindan bir formulasyonun icme bardaklarinin, cam vazolarin

ve pisirmek icin olan cam kaplarin makine ile temizlenmesi igin kullaniimasidir.

12.  Istem 1 ila 7°den herhangi birine gdre formulasyonlarin Uretimi igin yontem olup,
ozelligi;

(A) metil glisin di- asetik asit (MGDA), glutamik asit di- asetat (GLDA) ve de bunlarin
alkali metal tuzlarindan secilen en azindan bir bilesigin,

(B) en azindan bir ginko- tuzunun,

(C) etilen imin‘in en azindan bir homo- veya ko- polimerinin,

(D) ve gerektidi durumda oksijenli agartici maddeler ve klor iceren agartici maddeler
arasindan secilen en azindan bir agartici maddenin,

ve gerektiginde baska icerik maddelerinin su mevcudiyetinde bir veya ¢ok sayida

asamada birbirine karigtinlmasi ve ardindan suyun uzaklastinimasidir.

13.  Istem 12'ye gore yontem olup, 6zellidi; suyun sprey kurutma, sprey granulasyon
veya sikigtirma araciligiyla uzaklastirimasidir.
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TARIFNAME

FORMULASYONLAR, BUNLARIN BULASIK YIKAMA BILESIMLERIi OLARAK
KULLANIMLARI VE URETIMI

Mevcut bulus asagidakileri iceren formulasyonlar ile ilgilidir, her birinde ilgili

formulasyonun kati madde igcerigine gore

(A) toplam olarak agirlik yuzdesi olarak % 1 ila % 50 araliginda metil glisin di- asetik
asit (MGDA), glutamik asit di- asetat (GLDA) ve de bunlarin tuzlarindan segilen en

azindan bir bilesik,

(B) toplam olarak agirik yuzdesi olarak % 0,01 ila % 0,4 aralhginda cinko olarak

belirtiimis olan en azindan bir ginko- tuzu,

(C) toplam olarak agirlik yuzdesi olarak % 0,001 ila % 0,045 araliginda etilen imin’in

homo- veya ko- polimeri, ve
(D) gerektigi durumda adirhk yuzdesi olarak % 0,05 ila % 15 agdartict madde.

llaveten mevcut bulus, bulusa uygun formulasyonlann Uretilmesi igin bir yontem ile ve
bunlarin bulasik yilkama maddeleri olarak veya bulasik yilkama maddelerinin uretimi
icin kullanmimi ile ilgilidir, burada bulasik yikama maddeleri 6zellikle makine ile bulasik

temizleme icin bulasik yikama maddeleridir.

Bulagik yikama maddeleri ¢cok yonlu talepleri yerine getirmelidirler. Bunlar bulasigi
iyice temizlemelidirler, atik su icinde highir zararh veya olasi zararli maddeler
bulundurmamalidirlar, suyun bulagigin uzerinden akmasini ve kurumasini yerine
getirmelidirler, ve bulagik makinesinin igletiimesi sirasinda sorunlara neden
olmamalidirlar. Son olarak bunlar temizlenecek malzemenin uzerinde estetik olarak
arzu edilmeyen sonuclara neden olmamahdirlar. Ozellikle bu baglamda, cam

asinmasindan bahsedilir.

Cam asinmasi sadece mekanik etkiler aracihgiyla, ornek olarak camlarin birbirine
surtunmesi araciligiyla veya camlarnn bulagik makinasinin parcalari ile mekanik temasi
araciiiyla meydana gelmez, ancak esas olarak kimyasal etkilerin sonunda meydana
gelir. Ornek olarak belirli iyonlar tekrarlanan makine ile yikama araciligiyla camdan

gozulur, bu optik ve boylelikle estetik ozellikleri sakincali sekilde degistirir.
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Cam asinmasinda ¢ok etki izlenir. Bir taraftan mikroskobik incelikte ¢izikler izlenebilir,
bunlar dogrular seklinde belirlenebilirler. Diger taraftan ¢ok durumda bir genel
puslanma, ornek olarak ilgili cami estetik olmayan sekilde gorunmesine neden olan bir
puruzluluk izlenebilir. Bu tur etkiler toplam olarak gok kusagi renklerinde parlayan renk
degistirme olarak, ¢atlak olusumu ve de yuzey ve halka seklinde puslanma olarak

siniflandimimistir.

EP 2 118 254 sayil belgeden, cinko tuzlarinin cam asinmasini onlemek i¢in onleyici

olarak belirli vinil polimerler ile birlestirilerek kullanilabilmesi bilinmektedir.

EP 1 721 921 A sayili belgede, makine ile bulasik yikamak icin poli- asparagin asit-

iceren deterjanlar aciklanmistir. Cinko tuzlan katki maddesi olarak igerilmis olabilir.

EP 0 383 482 sayil belgede, cam asinmasini azaltmak igin 1,7 mnmrden daha kuguk

parcacik ¢api olan ginko tuzlarinin kullaniimasi tasarlanmisgtir.

WO 03/104370 sayih belgede, cam asinmasini onlemek igin ¢inko iceren tabaka

silikatlarinin kullamimasi tasarlanmistir.

US 5,981,456 sayili belgeden ve WO 99/05248 sayili belgeden ¢cok sayida bulasik
temizleme maddesi bilinmektedir, bunlara ¢atal bigaklann renk degistirmesinden veya

asinmasindan korumak igin cinko tuzlan veya bizmut tuzlari eklenebilir.

WO 2002/64719 sayi belgeden, bulasik yikama maddelerinin icinde etilenik
doymamis karbon asitlerin belirli ko- polimerinin érnek olarak etilenik doymamis karbon

asitlerin esterleri ile kullanilmasi bilinmektedir.

WO 2010/020765 sayil belgeden, poli- etilen imin igceren bulasik yikama maddeleri
bilinmektedir. Bu tur bulagik yikama maddeleri fosfat icerebilirler veya fosfat
icermezler. Bunlar cam aginmasini iyi bir onleyici olarak bilinirler. Cinko ve bizmut

iceren bulasik yikama maddeleri tavsiye edilmez.

Cam asinmasi, 0zellikle ¢izgi halinde asinma veya puslanma ancak ¢ogu durumda

yeterli derecede geciktiriimez veya onlenmez.

Bu durumda amag, bulasik yikama maddesi olarak veya hulasik yikama maddelerinin
uretilmesi icin uygun olan ve teknigin bilinen durumundan bilinen sakincalarin onlendigi
ve cam asinmasini engelleyen veya hic olmazsa ozellikle iyi derecede azaltan
formulasyonlarin hazirlanmasidir. ilaveten amag, bulasik ylkama maddeleri olarak

uygun olan veya bulasik yikama maddelerinin uretilmesi icin uygun olan ve teknigin



10

15

20

25

30

bilinen durumundan bilinen sakincalari dnleyen formulasyonlarin uretilmesi i¢in bir

yontem hazirlamaktir. llaveten amag, formulasyonlann kullanimlarini hazirlamaktir.

Buna muadil olarak giriste tanimlanan formulasyonlar bulunmustur, bunlar kisaca

bulusa uygun formulasyonlar olarak adlandirilirlar.

Bulusa uygun formulasyonlar, toplam olarak agirlik olarak % 1 ila % 50 arali§inda metil
glisin di- asetik asit (MGDA), glutamik asit di- asetat (GLDA) ve de bunlarin tuzlarindan
secilen en azindan bir bilesigi (A) icerirler, bunlar mevecut bulusun cercevesi dahilinde

bilesik (A) olarak adlandirihirlar.

Bilesik (A) serbest asit olarak veya tercih edilen sekliyle kismi veya tamamiyla notralize
edilmis sekilde, yani tuz olarak mevcut olabilir. Karsi iyonlar olarak ornek olarak
inorganik katyonlar, ornek olarak amonyum veya alkali s6z konusudur, ozellikle tercih
edilen sekliyle Na*, K*, veya organik katyonlar, tercih edilen sekliyle bir veya ¢ok sayida
organik radikal ile substitue edilmis amonyum, 0zellikle tri- etanol amonyum, N,N- di-
etanol amonyum, N- mono- Ci- Cs- alkil di- etanol amonyum, drnek olarak N-metil- di-
etanol amonyum veya N-n- butil di- etanol amonyum, ve N,N- di- C1- Cs-alkil etanol

amonyum s$6z konusudur.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde bilesik (A), metil glisin di- asetat (MGDA) ve
glutamik asit di asetat (GLDA) ve de tercih edilen sekliyle bunlarin tuzlanindan, ozellikle
sodyum tuzlarindan segilir. Ozellikle iyi derecede tercih edilen glutamik asit di- asetat
(GLDA), GLDAnIn tetra sodyum tuzu, metil glisin di- asetat ve de MGDA'nin tri-

sodyum tuzudur.

Bu sirada temel teskil eden amino asitler alanin veya glutamik asit, L- amino
asitlerinden, R- amino asitlerinden ve amino asitlerin, ornegin rasematlarin

enantiomerler karigimlarindan secilebilir.

Bulusa uygun formulasyonlar toplam olarak agirlik yuzdesi olarak % 0,01 ila % 0,4
araliginda en azindan bir ¢inko- tuzu (B) icerirler. Cinko tuzlan (B), suda ¢ozulebilir ve
suda ¢ozulemeyen cinko tuzlarindan secilebilir. Bu sirada mevcut bulusun gergevesi
dahilinde bu tur ginko- tuzlari {B) suda cozulmez olarak belirtilir, bunlarin destile edilmis
su iginde 25 T de 0,1 g/ I'lik veya daha az bir gozunurlugu bulunur. Daha yuksek bir
suda ¢ozunurlugu bulunan ginko- tuzlarn (B), buna muadil olarak mevcut bulusun

gergevesi dahilinde suda cozulur ginko tuzlar olarak belirtilirler.
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Bu sirada ¢inko- tuzu pay ¢inko olarak veya cinko iyonlari olarak belirtilir. Bu sekilde
karsi iyon payi hesaplanabilir.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde, ¢inko- tuzu (B), ¢inko benzoat, cinko glukonat,
ginko laktat, ¢inko formiyat, ZnCl;, ZnSO4, c¢inko asetat, ¢inko sitrat, Zn{NOs)z,
Zn(CH3303)2 ve ¢inko galat icinden secilir, ZnClz, ZnS04, ginko asetat, ¢inko sitrat,
Zn(NOz3)2, Zn(CH3S03)2 ve ¢inko galat tercih edilir.

Mevcut bulusun bir baska uygulama seklinde, cinko- tuzu (B), ZnO, ZnO-aq,
Zn(OH)z ve ZnCOs iginden secilir. ZnO-aq tercih edilir.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde cinko- tuzu (B), 10 nm ila 100 ym arali§inda bir

ortalama pargacik ¢api (agirhk ortalamasi) olan ¢inko oksitlerinden segilir.

Cinko- tuzu icindeki (B) katyon, drnek olarak amonyak ligandlari veya su ligandlari ile
kompleks halinde ve ©ozellikle hidratlanmig olarak mevcut olabilir. Yazma seklini
basitlestirmek icin mevcut bulugun gercevesi dahilinde ligandlar, eger su ligandlari s6z

konusu ise genel olarak atlanirlar.

Bulusa uygun kansimin pH- degeri nasil ayarlanirsa, cinko- tuzu (B) ona gore
donusebilir. Boylece, drnek olarak bulusa uygun formulasyonun uretimi icin ¢inko
asetat veya ZnClz kullanilmasi mumkundur, bu ancak 8 veya 9 pH- degeri olan bir sulu
gevrede Zn0O, Zn(OH)2 veya ZnO-aq olarak donusur, bu kompleks haline gelmemis

veya kompleks hale gelmis bicimde mevcut olabilir.

Cinko- tuzu (B), oda sicakhginda kati olan bu tur bulugsa uygun formulasyonlarda tercih
edilen sekliyle parcaciklar seklinde mevcuttur, bunlarin, ornek olarak X-igini
serpistiriimesi aracihdiyla belirlenen, ornek olarak 10 nm ila 100 pm arahdinda, tercih

edilen sekliyle 100 nm ila 5 pm araliginda bir ortalama capi (sayi ortalamasi) bulunur.

Cinko- tuzu (B), oda sicakliginda sivi olan bu tur bulusa uygun formulasyonlarda

gozulmus halde veya kati olarak veya koladiyal seklinde mevcutturlar.

Bulusa uygun formulasyon ilaveten toplam olarak agirlik yuzdesi olarak % 0,001 ila %
0,045 en azindan bir ko- polimeri veya tercih edilen sekliyle etilen imin‘in en azindan

bir homo polimeri igerir, bu birlikte kisaca poli- etilen imin (C) olarak adlandirilir.
Etilen imin ko- polimerleri olarak mevcut bulusun cercevesi dahilinde, etilen imin‘in,
propilen imin (2- metil aziridin), 1- veya 2- butilen imin (2- etil aziridin veya 2,3- di-metil

aziridin) gibi bir veya gok sayida daha yuksek homologlari ile, érnek olarak etilen imin
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payina gore, toplam olarak adirhk yuzdesi olarak % 0,01 ila % 75 mol etilen imin’in bir
veya ¢ok sayida homolog'u olan etilen imin ko- polimerizatlan (aziridin) da anlagilir.
Ancak sadece etilen imin ve 0,01 ila 5 mol- % arahdinda etilen imin homologlarini
polimerlestirilmis olarak iceren bu tur ko- polimerler, ve ozellikle etilen imin homo-

polimerizatlan tercih edilir.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde, etilen imin ko- polimerleri (C) etilen imin asi ko-
polimerizatlarindan secilir. Bu tur asi ko- polimerizatlari mevcut bulusun cercevesi
dahilinde etilen imin- asi ko- polimerleri (C) olarak da belirtilirler. Etilen imin- asi ko-

polimerleri (C), capraz badlanmis veya gapraz baglanmamig olabilirler.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde, etilen imin- asi ko- polimerleri (C), poli- amido
aminlerin etilen imin ile asilanmasiyla elde edilen bu tur polimerizatlarindan segilir.
Tercih edilen sekliyle etilen imin- agi ko- polimerleri (C), her biri etilen imin- agi ko-
polimerine (C} gdre asi bazi olarak adirlik yuzdesi olarak % 10 ila % 90 poli- amido
amin’den ve ag1 katmani olarak adirhk yuzdesi olarak % 90 ila % 10 etilen imin’den

olusturulmustur.

Poli- amido aminler, ornek olarak poli- alkilen poli- aminlerin kondenzasyonu
araciligiyla saf halde, birbiri ile kangim halinde ve di- aminler ile karigim halinde elde

edilebilirler.

Poli- alkilen poli- aminler olarak mevcut bulusun cercevesi dahilinde, molekull iginde
en azindan 3 bazik azot atomu iceren bilesikler, drnek olarak di- etilen tri- amin, di-
propilen tri- amin, tri- etilen tetramin, tri- propilen tetramin, tetra- etilen pentamin, penta-
etilen heksamin, N- (2- amino etil}- 1,3- propan di-amin ve N,N'- ila (3-amino propil)

etilen di- amin anlasilir.

Uygun di- aminler érnek olarak sunlardir; 1,2- di-amino etan, 1,3- di amino propan, 1,4-
di- amino butan, 1,6- di- amino heksan, 1,8- di- amino oktan, izo- foron di- amin, 4,4'-
di- amino di- fenil metan, 1,4- ila- (3- amino propil) piperazin, 4,9- di- oksa dodekan-
1,12- di- amin, 4, 7, 10- tri- oksa tridekan- 1, 13- di- amin ve poli- alkilen oksitlerinin

a,w- di- amino bilesikleri.

Mevcut bulusun bir baska uygulama seklinde, etilen imin- asi ko- polimerleri (C), poli-
vinil amin’lerinin asi1 bazi olarak etilen imin veya etilen imin oligomerleri, érnek olarak
etilen iminiin dimerleri veya trimerleri ile asilanmasiyla Uuretilebilen tardeki

polimerizatlardan secilir. Tercih edilen sekliyle etilen imin- asi ko- polimerleri (C), her
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bir etilen imin- asi ko- polimerine (C) gore asi bazi olarak agirhk yuzdesi olarak % 10
ila % 90 poli- vinil amin’den ve agi katmani olarak adirhk yuzdesi olarak % 90 ila % 10

etilen imin’den olusturulmustur.

Tercih edilen sekliyle bulusa uygun formulasyonun bilesenleri olarak ancak bir homo-
polimer seklinde, tercih edilen sekliyle capraz badlanmamis olarak en azindan bir poli-

etilen imin segilir.

Bulusun bir 6zel uygulama sekline gore, poli- etilen imin’in (C) 500 g/ mol ila 125.000
g/ mol’luk, tercih edilen sekliyle 750 g/ mol ila 100.000 g/ mol'luk bir ortalama molekuler
agirhgr (Mn) bulunur.

Mevcut bulugsun bir uygulama seklinde poli- etilen imin'in (C), ornek olarak jel
gegirgenlik kromatografi (GPC) araciligiyla beliflenebilen 500 ila 1.000.000 g/ mol
arahginda, tercih edilen sekliyle 600 ila 75.000 g/ mol aralidinda, ozellikle tercih edilen
sekliyle 800 ila 25.000 g/ mol araliginda bir ortalama molekuler agirhdr (Mw) bulunur.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde poli- etilen imin’ler (C) ¢ok fazla dallanmis poli-
etilen aminlerden secilir. Fazla dallanmis poli- etilen imirler (C) yuksek dallanma
derecesi araciligiyla (Degree of Branching, DB) karakterize edilirler. Dallanma
derecesi ornek olarak "*C-NMR- spektroskopi aracih§iyla, tercih edilen sekliyle D20

icinde belirlenebilir ve asagidaki gibi tanimlanir:

DB =D +T/D+T+L
burada (D) (dendritik} tersiyer amino gruplarinin payina tekabul eder, (L) (dogrusal)
ikinci amino gruplarimin payina ve (T) (terminal) primer amino gruplarin payina tekabul

eder.

Cok dallanmis poli- etilen inim’ler (C) olarak mevcut bulusun cercevesi dahilinde, 0,1
ila 0,95 araliginda, tercih edilen sekliyle 0,25 ila 0,90 ozellikle tercih edilen sekliyle 0,30
ila % 0,80 arahdinda ve ozellikle ¢ok tercih edilen sekliyle en azindan 0,5 olan DB'si

bulunan poli etilen imin‘ler (C) gegerlidir.

Dendrimer etilen ininvler (C) olarak mevcut bulusun gercevesi dahilinde, strukturel

veya molekuler bir tek tip yapisi bulunan poli etilen imin‘ler (C) gegerlidir.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde, poli- etilen imin (C) olarak, 600 ila 75.000 g/

mol araliginda, tercih edilen sekliyle 800 ila 25.000 g/ mol araliyinda bir ortalama
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molekuler agirhg: (Mw) olan ¢ok dallanmig poli- etilen imin‘ler (homo- polimerler) soz

konusudur.

Mevcut bulusun bir ©zel uygulama sekline gore poli- etilen imin (C) olarak, 500 g/ mol
ila 125.000 g/ mol'luk, tercih edilen sekliyle 750 g/ mol ila 100.000 g/ mol'luk bir
ortalama molekuler agirhdr (Mn) bulunan, dendrimerlerden secilmis olan gok dallanmig

poli- etilen imin’ler (homo- polimerler) s6z konusudur.

Mevcut bulusun bir baska 6zel uygulama seklinde poli- etilen imin (C) olarak, 600 ila
75.000 g/ mol aralifinda, tercih edilen sekliyle 800 ila 25.000 g/ mol aralifinda bir
ortalama molekululer agirligi (Mw) olan dogrusal veya esas olarak dogrusal poli- etilen

inim’ler (homo- polimerler) soz konusudur.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde bulusa uygun formulasyonlar,
her bir ilgili formulasyonun kati madde igerigine gore, toplam olarak agirlik ylzdesi
olarak % 1 ila % 50, tercih edilen sekliyle agirhk yuzdesi olarak % 10 ila % 40 bilesik
(A), toplam olarak agirlik yuzdesi olarak % 0,01 ila % 0,4, tercih edilen sekliyle agirhk
yuzdesi olarak % 0,05 ila % 0,2 c¢inko- tuzu (B), Zn olarak hesaplanir, ve
toplam olarak agirlik yuzdesi olarak % 0,001 ila % 0,045, tercih edilen sekliyle agirhk
yuzdesi olarak % 0,01 ila % 0,04 etilen iminiin (C} homo- veya kopolimeri,
gerektigi durumda toplam olarak agirlik yuzdesi olarak % 0,5 ila % 15 agartici madde

(D) igerir.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde, bulusa uygun formulasyon oda sicakhdinda
katidir, ornek olarak bir toz veya bir tablettir. Mevcut bulusun bir bagska uygulama
seklinde bulusa uygun formulasyon oda sicakhginda sividir. Mevcut bulusun bir bagka
uygulama seklinde, bulusa uygun formulasyon bir granuldur, bir sivi preparattir veya
bir jeldir.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde, bulusa uygun formulasyon ilgili formulasyonun

butun kati maddelerinin toplamina gore, agirlik yuzdesi olarak % 0,1 ila % 10 su igerir.

Belirli bir teorive éncelik vermeden, bulusa uygun formulasyonlarin icinde ginko-
tuzunun (B) poli- etilen imin (C) aracihidiyla kompleks sekilde mevcut olabilmesi
mumkundur.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde bulusa uygun formulasyonda fosfat ve poli-
fosfatlar bulunmaz, burada hidrojen fosfatlar, ornek olarak tri- sodyum fosfat, penta-
sodyum tri- poli- fosfat ve heksa- sodyum meta fosfat olmadan birlikte toplanirlar.
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Fosfatlar ve poli- fosfatlar ile baglantil olarak “olmadan” kavramindan mevcut bulugun
gergevesi dahilinde, fosfat ve poli- fosfat iceriginin gravimetre aracihidiyla belirlenerek,
toplam olarak 10 ppm ve agirlik yuzdesi olarak % 0,2 araliinda bulunmasi

anlasiimalidir.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde, bulusa uygun formulasyonda agartici
katalizorler olarak etki yapmayan bu tur agir metal bilesikleri, 6zellikle demir ve bhizmut
bilesikleri bulunmaz. AJir metal bilesikleri ile baglantih olarak mevcut bulusun
cercevesi dahilinde “olmadan” kavramindan, adartici katalizorler olarak etki yapmayan
agir metal bilesiklerinin igeriginin lic (Leach) yontemine gore belirlenen, toplam olarak
0 ila 100 ppm aralhdinda, tercih edilen sekliyle 1 ila 30 ppm araliginda bulunmasi

anlasilir.

“Agir metaller” olarak mevcut bulugun gergevesi dahilinde, en azindan 6 g/ cm?®lik bir
ozgul yogunlugu olan butun metaller anlasihr, ancak buraya ¢inko dahil degildir.
Ozellikle agir madenler olarak, asit metaller ve de bizmut, demir, bakir, kursun, kalay,

nikel, kadmiyum ve krom gecerlidir.

Tercih edilen sekliyle bulusa uygun formulasyon bizmut bilesiklerinden hicbir olgulebilir

pay icermez, yani 1 ppm’den daha azdir.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde, bulusa uygun formulasyon bir veya cok sayida
agartici madde (D), 6rnek olarak bir veya ¢ok sayida oksijenli agartici madde veya bir
veya ¢ok sayida klor iceren agartict madde icerir.

Bulugsa uygun formulasyonlar, ornek olarak agirlik yuzdesi olarak % 0,5 ila % 15
agdartici madde (D) icerebilir.

Uygun oksijenli agartici maddeler igin drnekler, sodyum per-borat, susuz veya ornek
olarak mono- hidrat olarak veya tetra hidrat olarak veya di- hidrat olarak, sodyum per-
karbonat, susuz veya ornek olarak mono- hidrat olarak, hidrojen peroksit, per- sulfatlar,
per- oksi laurin asidi, per- oksi stearin asidi, per- oksi- a- naftoik asidi, 1,12- di- per-
oksi dodekan di- asidi, per- benzoik asidi, per- oksi- laurin asidi, 1,9- di- peroksi azelaik
asidi, di- per- oksi izo ftal asidi gibi organik per- asitler, her biri serbest asit olarak veya
alkali metal tuzu olarak, 6zellikle sodyum tuzu olarak, ilaveten sulfonil per- oksi- asitleri

ve katyonik per- oksi- asitlerdir.

Bulusa uygun formulasyonlar, ornek olarak agirlik yuzdesi olarak % 0,5 ila % 15
araliginda oksijenli agartici maddeler igerirler.
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Uygun klor- igeren adartici maddeler, 6rnek olarak 1,3- di- kloro-5,5- di- metil hidantoin,
N-N- klor sulfamid, kloramin T, kloramin B, sodyum hipoklorit, kalsiyum hipoklorit,
magnezyum hipoklorit, potasyum hipoklorit, potasyum di- kloro izo- siyanurat ve

sodyum di- kloro izo- siyanurat'tir.

Buluga uygun formulasyonlar, ornek olarak agirlik yuzdesi olarak % 3 ila % 10

arahginda klor iceren agartici maddeler icerebilirler.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde bulusa uygun formulasyon ilaveten icerik
maddeleri {(E} igerebilir, bunlarin érnekleri ornek olarak sunlardir; yuzey aktif madde,
bir veya ¢ok sayida enzim, bir veya ¢cok sayida gelistirici, ozellikle fosfor bulunmayan
geligtiriciler, bir veya cok sayida es- geligtiriciler, bir veya ¢cok sayida alkali tasiyici, bir
veya ¢cok sayida adartici katalizor, bir veya ¢cok sayida agdartici etkinlestirici madde, bir
veya ¢ok sayida adartici madde stabilizatoru, bir veya ¢ok sayida kopuk giderici, bir
veya cok sayida asinma onleyicisi, bir veya ¢ok sayida yapi maddesi, tampon, boya
maddeleri, bir veya gok sayida koku maddesi, bir veya ¢ok sayida organik ¢ozelti
maddesi, bir veya cok sayida tablet olusturma yardimer maddesi, bir veya ¢ok sayida
parcalayici madde, bir veya ¢cok sayida yogunlastirict, bir veya cok sayida cozundurme

maddesi.

Yuzey aktif maddeler icin ornekler, ozellikle iyonik olmayan yuzey aktif maddeler ve de
anyonik veya ¢ift iyonlu yuzey aktif maddelerin iyonik olmayan yuzey aktif maddeler ile
kansimlandir. Tercih edilen iyonik olmayan tensitler, alkoksillenmis alkoller ve
alkoksillenmis yag alkolleri, etilen oksit ve propilen oksitlerin di- ve coklu blok ko-
polimerizatlan ve sorbitan’in etilen oksit veya propilen oksit ile reaksiyon urunleri, alkil

glikosit'leri ve amino oksit olarak adlandinlandir.

Alkoksillenmis alkoller ve alkoksillenmis yag alkolleri icin tercih edilen ornekler, ornek

olarak genel formul (Iyin bilesikleridir,

R
RQ/O\P/\O/HK/O "R’ 0

burada degiskenler asagidaki gibi tanimlanmistir:

R', esit veya farkli olarak, dogrusal C1-Cao- alkil, tercih edilen sekliyle etil ve ozellikle

tercih edilen sekliyle metil arasindan secilir,
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R?, Cg- C2o- alkil, ornek olarak n- CsH17, n- C1oF21, n- C12H2s, n- C14Hz9, n-C1eH33 veya

n-CisHs7 arasindan segcilir,

R3, C1-C1o- alkil, metil, etil, n- propil, izo- propil, n- bitil, izo- bltil, sek.-butil, tersiyer
butil, n- pentil, izo- pentil, sek.- pentil, neo- pentil, 1,2- di- metil propil, izo- amil, n-
heksil, izo- heksil, sek.-heksil, n- heptil, n- oktil, 2- etil heksil, n-nonil, n-desil veya izo-
desil arasindan segilir,

m ve ne sifirdan 300’e kadar bir aralik icinde bulunur, burada n ve m'nin toplami en
azindan bire egittir. Tercih edilen sekliyle m, 1 ila 100 araliginda ve n, O ile 30

aralhi@indadir.

Bu sirada genel formul (Iyin bilesiklerinde blok ko- polimerler veya istatistiksel ko-

polimerler so6z konusu olabilir, tercih edilen blok ko- polimerleridir.

Alkoksillenmis alkoller ve alkoksillenmis yag alkolleri icin bagka tercih edilen ornekler,

ornek olarak genel formul (I1yin bilesikleridir:

Rs R5
4 O{\/L %OM H I
o o1 h O{/d (i

burada degdiskenler asagidaki gibi tanimlanmistir:

R®, esit veya farklidir ve dogrusal C1-Ca- alkil'den segilir, tercih edilen sekliyle her biri

esittir ve etil ve ozellikle tercih edilen sekliyle metil'dir,

R*, Cs-Ca20- alkil, ozellikle n- CeH17, n- C1oHz1, n- C12Hzs, n- C1aH29, n- C1sH33, n- C1sHaz

arasindan segilir,

a, 1ila 6 araliginda bir sayidir,
b, 4 ila 20 arahginda bir saydrr,
d, 4 ila 25 arahidinda bir sayidir.

Bu sirada genel formul (ll)nin bilesikleri olarak, blok ko- polimerler veya istatiksel ko-

polimerler soz konusu olabilir, tercih edilen blok ko- polimerleridir.

lyonik olmayan yuzey aktif maddeler icin baska ornekler, genel formul (Ilyun

bilesikleridir,
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CH

o R any

Burada dediskenler asagidaki gibi tanimlanmistir:

RS, esit veya farklidir ve hidrojen, metil ve etil arasindan segilir, tercih edilen sekliyle

esit ve farklidir ve metil ve hidrojen arasindan segilir,
t, 1 ila 50 arahdindadir,
R? ve R®, yukaridaki gibi tanimlanmistir.

Baska uygun iyonik olmayan vyuzey aktif maddeler, di- ve c¢oklu blok ko-
polimerlerinden segilir, etilen oksit ve propilen oksitte olusturulur. Baska uygun iyonik
olmayan yuzey aktif maddeler etoksillenmis veya propoksillenmis sorbitan esterler
arasindan segilir. Ayni sekilde amino oksitler veya alkil poli- glikosit’ler uygundur. Diger
uygun olan iyonik olmayan yuzey aktif maddelere bir toplu bakis, EP-A 0 851 023 sayili
belgede ve DE-A 198 19 187 sayih belgede bulunur.

{Cok sayida farkli iyonik olmayan yuzey aktif maddelerin kanisimlari da igerilmis olabilir.

Anyonik yuzey aktif maddeler igin ornekler, her molekul igin bir ila 6 etilen oksit birimi

olan Cs- C2o- alkil sulfatlar, Ce- C20- alkil sulfonat'lar ve Cs- Czo- alkil eter sulfatlardir.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde bulusa uygun formulasyon, ilgili formulasyonun
kati madde igcerigine gore agirlik yuzdesi olarak % 3 ila % 20 araliginda yuzey aktif
madde icerebilir.

Bulusa uygun formulasyonlar bir veya cok sayida enzim icerebilirler. Enzimler igin
ornekler, lipazlar, hidrolazlar, amilazlar, proteazlar, selulazlar, esterazlar, pektinazlar,

laktazlar ve per- oksidazlardir.

Bulusa uygun formulasyonlar, her birinde bulusa uygun formulasyonun toplam kati
madde iceridine gore, drnek olarak agirlik yuzdesi olarak % 5'e kadar enzim
icerebilirler, agirhk yuzdesi olarak % 0,1 ila % 3 tercih edilir.

Bulusa uygun formulasyonlar bir veya gok sayida gelistirici, 0zellikle fosfat bulunmayan
geligtirici icerebilirler. Uygun gelistiriciler igin ornekler, silikatlar, 6zellikle sodyum di-
silikat ve sodyum meta- silikat, zeolitler, katman silikatlari, ozellikle a-Na:Si2Os, B-

Na:Si20s, ve 8-Na2Si20s formulune gore olanlar, ilaveten sitrik asit ve onun alkali metal
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tuzlari, suksinik asit ve onun alkali metal tuzlari, yag asidi sulfonatlan, a- hidroksi
propiyon asidi, alkali malonat'lar, yag asidi sulfonatlan, alkil- ve alkenil di- suksinat,
tartarik asit di- asetat, tartarik asit mono- asetat, okside edilmis nisasta, ve polimer

gelistiriciler, ornek poli- karboksilatlar ve poli- asparagin asidi.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde, gelistirici poli- karboksilat’lardan, ornek olarak
(met) akrilik asit homo- veya (met) akrilik asit ko- polimerinin alkali metal tuzlarindan

secilir.

(Met) akrilik asit homo- veya (met) akrilik asit ko- polimerlerinin ko- monomerleri olarak
maleik asit, fumarik asit, maleik asit anhidriti, itakonik asit ve sitrakonik asit gibi mono-
etilenik doymamis di- karbon asitleri uygundur. Bir uygun polimer 6zellikle poli- akrilik
asittir, bunun tercih edilen sekliyle 2.000 ila 40.000 g/ mol araliinda, tercih edilen
sekliyle 2.000 ila 10.000 g/ mol, ozellikle 3.000 ila 8.000 g/ mol aralidinda bir ortalama
molekuler agirh@ bulunur. llaveten ko- polimer poli- karboksilatlar, dzellikle met akrilik
asit olan akrilik asit ve akrilik asit veya maleik asit olan met- akrilik asit ve/ veya fumarik

asit uygundur.

Mono etilenik doymamis C3-Cio- mono- veya di- karbon asidinden veya maleik asit,
maleik asit anhidriti, akrilik asit, met- akrilik asit, fumarik asit, itakonik asit veya
sitrakonik asit gibi bunlarin anhidritlerinden meydana gelen gruptan en azindan bir
monomerden ko- polimerler de en azindan bir hidrofil veya hidrofob olarak degistirilen
monomerler ile asagida listelendigi gibi kullanilabilir.

Uygun hidrofob monomerler, 6rnek olarak izo- buten, di- izo buten, buten, penten,
heksen ve stirol, 10 veya daha fazla karbon atomu olan olefinler ve ornek olarak 1-
desen, 1- dodesen, 1- tetradesen, 1- heksadesen, 1- oktadesen, 1- eikosen, 1-
dokosen, 1- tetrakosen ve 1- heksakosen gibi bunlarin karisimlan, Czz-a- olefin, Czo-
Ca4-a-Olefinlerden ve madde igcinde 12 ila 100 atomu olan poli- izo biuten'den olusan

bir karnisimdir.

Uygun hidrofil monomerler, sulfonat veya fosfonat gruplari olan monomerler, ve de
hidroksi islevi iyonik olmayan monomerler veya alkilen oksit gruplarndir. Ornek olarak
sunlar sayilir; allil alkol, izo- prenol, met oksi poli etilen glikol (met} akrilat, met oksi poli
propilen glikol (met) akrilat, met oksi poli butilen glikol (met) akrilat, met oksi poli
(propilen oksit- ko etilen oksit) (met) akrilat, etoksi poli etilen glikol (met) akrilat, etoksi
poli propilen glikol (met) akrilat, etoksi poli butilen glikol (met) akrilat ve etoksi poli



10

15

20

25

30

13

(propilen oksit- ko- etilen oksit) (met) akrilat. Poli- alkilen glikoller bu sirada, 3 ila 50,

ozellikle 5 ila 40 ve her seyden once 10 ila 30 alkilen oksit birimi igerir.

Ozellikle tercih edilen sulfon asidi grubu iceren monomerler bu sirada, 1- akril-amido-
1-propan sulfon asidi, 2- akril amido- 2- propan sulfon asidi, 2- akril amido-2- metil
propan sulfon asidi, 2- met akril amido- 2- metil propan sulfon asidi, 3- met-akril amido-
2- hidroksi propan sulfon asidi, allil sulfon asidi, met allil sulfon asidi, alil oksi benzol
sulfon asidi, met allil oksi-benzol sulfon asidi, 2- hidroksi-3- (2-propenil oksi) propan
sulfon asidi, 2- metil-2- propen-1- sulfon asidi, stirol sulfon asidi, vinil sulfon asidi, 3-
sulfo propil akrilat, 2- sulfo etil met akrilat, 3- sulfo propil met akrilat, sulfo met akril
amid, sulfo metil met akrilamid ve de bahsedilen asitlerin, sodyum- potasyum veya

amonyum tuzlar gibi tuzlandir.

Ozellikle tercih edilen fosfonat gruplarini igeren monomerler, vinil fosfon asidi ve

bunlarin tuzlarndir.
Bunun diginda amfoterik polimerler, gelistirici olarak kullanilabilir.

Bulusa uygun formulasyonlar, ormnek olarak ilgili formulasyonun kati madde icerigine
gbre toplam olarak agirlik yuzdesi olarak % 10 ila % 50 aracihdinda, tercih edilen

sekliyle agirhk yuzdesi olarak % 20 geligtirici icerebilir.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde, bulusa uygun formulasyonlar bir veya gok

sayida es gelistirici icerebilirler.

Es gelistiricilere ornekler, fosfonat'lar, 6rnek olarak hidroksi alkan fosfonat’lar ve amino
alkan fosfonatlardir. Hidroksi alkan fosfonat olarak es gelistirici olarak 1- hidroksi etan-
1,1- di- fosfonat (HEDP) 6zel olarak anlamhdir. Tercih edilen sekliyle sodyum tuzu
olarak kullanilir, burada di- sodyum tuzu notr ve tetra- sodyum tuzu alkalik (pH- degeri
9) olarak yanit verir. Amino alkan fosfonat'lar olarak tercih edilen gekliyle etilen di- amin
tetra- metilen fosfonat (EDTMP), di- etilen tri amin penta metilen fosfonat (DTPMP) ve
de bunlarnin daha yuksek homologlari s6z konusudur. Bunlar tercih edilen sekliyle notr
yanit veren sodyum tuzu seklinde, ornek olarak EDTMP’nin heksa sodyum tuzu veya

DTPMP’nin hepta- ve okta- sodyum tuzu olarak kullanilir.

Bulusa uygun formulasyonlar bir veya cok sayida alkali tasiyici icerebilir. Alkali
tasiyicilan, eger bir alkalik pH- degeri arzu edilirse, ornek olarak en azindan 9

derecesinde pH- degerini saglarlar. Ornek olarak alkali metal karbonatlari, alkali metal
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hidrojen karbonatlari, alkali metal hidroksitleri ve alkali metal meta- silikatlari uygundur.
Tercih edilen alkali metal, her seferinde potasyum, ozellikle tercih edilen sodyumdur.

Bulusa uygun formulasyonlar, bir veya cok sayida agartici katalizorler icerebilirler.
Agartici  katalizérler, agartmayi guclendirici gegis metal tuzlarindan veya
mangan-, demir-, kobalt-, rutenyum- veya molibden- salen kompleksi veya mangan-,
demir-, kobalt-, rutenyum- veya molibden karbonil kompleksleri gibi gecis metal
komplekslerinden secilebilirler. Azot iceren tripod- ligandlar olan mangan-, demir-,
kobalt-, rutenyum-, molibden-, titan-, vanadyum- ve bakir kompleksleri ve de kobalt-,
demir-, bakir- ve rutenyum- amin kompleksleri agartici katalizorler olarak

kullanilabilirler.

Bulusa uygun formulasyonlar bir veya ¢ok sayida agartici katalizorler, ornek olarak N-
metil morfolinyum- aseto nitril- tuzlan ("MMA-tuzlan™), tri- metil amonyum aseto nitril
tuzlari, ornek olarak N- nonanoik suksinimid, 1,5-di- asetil- 2,2- di- okso- heksa hidro-
1,3,5- triazin ("DADHT") veya nitril kuat (tri- metil amonyum aseto nitril tuzlar) gibi N-
asil imidlerdir.

Uygun agartici etkinlestirici maddeler icin baska ornekler, tetra asetil etilen di- amin
(TAED) ve tetra asetil heksilen di-amindir.

Bulusa uygun formulasyonlar, bir veya ¢cok sayida asinma onleyicisi icerebilir.
Bunlardan mevcut durumda metalin aginmasini onleyen turdeki bilesikler anlagilir.
Uygun asinma onleyicileri igin ornekler, triazoller, ozellikle benzotriazoller, bis-
benzotriazoller, amino triazoller, alkil amino triazoller, ilaveten drnek olarak hidro kinon,
brenzkatesin, hidroksi hidro kinon, gallus asidi, floroglusinol veya pirogalol gibi fenol

turevleridir.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde, bulusa uygun formulasyonlar toplam olarak,
ilgili formulasyonun kati madde iceridine gore adirlik yuzdesi olarak % 0,1 ila % 1,5
arahginda aginma onleyiciler igerirler.

Bulusa uygun formulasyonlar, ornek olarak sodyum sulfat gibi bir veya ¢ok sayida yapi

maddesi icerebilir.

Bulusa uygun formulasyonlar, bir veya ¢cok sayida kopuk giderici icerebilir, bunlar drnek

olarak silikon yaglarindan ve parafin yaglarindan segilir.
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Mevcut bulusun bir uygulama seklinde, bulusa uygun formulasyonlar toplam olarak,
ilgili formulasyonun kati madde iceri§ine gore agirhk yuzdesi olarak % 0,051ila % 0, 5

araliginda kopuk gidericiler icerirler.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde bulusa uygun formulasyonlar, bir veya ¢ok

sayida asidin tuzlarini, ornek olarak metan sulfon asidinin sodyum tuzunu icerirler.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde, bulusa uygun formulasyonlarin 5 ila 14, tercih

edilen sekliyle 8 ila 13 araliinda bir pH- dederi bulunur.

Mevcut bulusun bir baska konusu bulusa uygun formulasyonlarin bulasiklann ve
mutfak aletlerinin makine ile temizlenmesi icin kullanimidir. Mutfak aletleri olarak
mevcut bulusun cercevesi dahilinde, 6rnek olarak tencereler, tavalar, guvegler,

ilaveten kopuk kepceleri, spatulalar ve sarimsak presleri gibi metal cisimler sayilabilir.

Tercih edilen sekliyle bulusa uygun formulasyonlarin, suslenmis veya suslenmemis
olabilen camdan en azindan bir Ust yuzeyi bulunan cisimlerin makine ile temizlenmesi
igin kullanimi tercih edilir. Burada camdan bir ust ylzey olarak mevcut bulusun
cercevesi dahilinde, ilgili cismin camdan en azindan bir parcasinin bulunmasi anlasilir,
bu parca cevrenin havasi ile temas icine girer ve cismin kullanimi sirasinda pislenebilir.
Boylece, icme bardaklari veya cam kaseler gibi esas olarak cam olan ilgili cisimler bu
sekilde iglenirler. Ornek olarak ancak, ornek olarak kenari ve sapi metalden olan
tencere kapadi gibi tek tek bilesenin bir baska malzemeden olan kapaklar da so6z
konusu olabilir. Camdan st yuzey suislenmis olabilir, érnek olarak renkli veya baskili

olabilir, veya suslenmemis olabilir.

“‘Cam” kavramindan, her tur cam, ornek olarak kursun cami ve Ozellikle soda- kireg

cami ve borosilikat camlar siniflandirilir.

Tercih edilen sekliyle makine ile temizlemede, bir bulagsik makinesi ile yikama s6z

konusudur (ingilizce: “otomatik bulasik yikama").

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde, icme bardaklarinin, cam vazolarin ve pisirmek
icin olan cam kaplarin makine ile temizlenmesi icin buluga uygun en azindan bir

formulasyon kullanilir.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde, temizlemek icin 1 ila 30 dH arah §inda, tercih
edilen sekliyle 2 ila 25 dH arali §inda bir sertligi olan su kullanilir, burada alman sertligi

olarak ozellikle kalsiyum- sertligi anlasihr.
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Bulugsa uygun formulasyonlar makine ile temizlik icin kullamldiginda, o zaman en
azindan bir Ust yuzeyi camdan olan cisimlerin tekrarlayan temizlenmelerinde cam
asinmasi icin sadece dusuk egilimi izlenir, ve de bu egilim camdan en azindan bir ust
yuzeyi bulunan cisimler ¢ok pis catal bicaklar ve bulasik ile birlikte yikandiginda izlenir.
Bunun disinda, camin metalden cisimler ile birlikte, orek olarak tencereler, tavalar
veya sarimsak presleri ile birlikte temizlemek icin bulusa uygun formulasyonlarin

kullaniimasi bariz olarak daha az zararhdir.

Mevcut bulusun bir baska konusu, bulusa uygun formulasyonlarin Uretimi icin bir
yontemdir, kisaca bulusa uygun uretim yontemi olarak adlandirilir. Buluga uygun

uretim yonteminin uygulanmasi icin, oérnek olarak

(A) MGDA, GLDA ve de bunlarin tuzlarindan secilen en azindan bir bilesigin,
(B) en azindan bir ginko- tuzunun,

(C) en azindan etilen imin‘in bir homo- veya ko- polimerinin,

ve gerektigi durumda agarma maddesinin (D) ve/ veya ilave icerik maddelerinin (E) bir
veya ¢ok sayida asamada su mevcudiyetinde birbirine katilmasi, ornek olarak
kanstirlmasi ve ardindan suyun c¢ikariimasi, ve de tamamiyla veya hi¢c olmazsa
kismen cikariimasi tasarlanabilir. Bu sirada bilesik (A}, cinko- tuzu (B), poli- etilen imin
(C) ve gerektiginde agartici madde (D) ve/ veya ilave igerik maddeleri (E) tercih edilen

sekliyle yukanida agiklanan miktar orantilar icin kullanilir.

Bilesik (A), cinko- tuzu (B) ve poli- etilen imin (C) ve de adartici madde (D) ve dider

icerik maddesi (maddeleri} (E) yukarida tanimlanmistir.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde, su hi¢ olmazsa kismen ¢ikariimadan once,
bulusa uygun formulasyon igin bir veya ¢ok sayida baska icerik maddesi (E) ile
kanstinlabilir, ornek olarak bir veya ¢ok sayida yuzey aktif madde ile, bir veya gok
sayida enzim ile, bir veya ¢ok sayida gelistirici, 0zellikle fosfor bulunmayan gelistirici
ile, bir veya ¢ok sayida alkali tasiyici ile, bir veya ¢ok sayida agartici katalizoru ile, bir
veya ¢ok sayida agartici etkinlestirici ile, bir veya ¢cok sayida agartici stabilizatoru ile,
bir veya ¢ok sayida kopuk giderici ile, bir veya cok sayida asinma onleyici ile, bir veya

cok sayida yapr maddesi, tampon veya boya maddesi ile kanistirilabilir.

Bir uygulama seklinde, su tamamiyla veya kismen, ornek olarak agirlik yuizdesi olan

sifirila % 5 araliginda bir nem bakiyesine kadar buharlastirma, ozellikle sprey kurutma,
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sprey granulasyon veya sikistirma araciigiyla bulugsa uygun formulasyondan
gikanlabilir.

Mevcut bulusun bir baska uygulama seklinde ilk once,
(A) MGDA, GLDA ve de bunlarin tuzlarindan secilen en azindan bir bilesigi ve

(C) etilen iminiin en azindan bir homo- veya ko- polimeri su mevcudiyeti icinde
karistirihir, daha sonra su, ve de tamamiyla veya hig clmazsa kismen ¢ikarilir, ve daha
sonra ginko- tuzu (B) ile, su ile veya susuz olarak, ve gerektiginde bir veya cok sayida
adartici madde (D) ile veya bir veya ¢ok sayida bagka igerik maddeleri (E) ile birlikte

kanstirilir.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde su, tam olarak veya kismen, 0,3 ila 2 bar

araliginda bir basingla ¢ikarilir.

Mevcut bulusun bir uygulama seklinde su, tam olarak veya kismen, 60 ila 220 T
arahiginda sicakhklarda cikarihr,

Bulusa uygun Uretim yonteminin aracihdiyla bulusa uygun formulasyonlar kolayhkla
elde edilebilir.

Bulusa uygun temizleme formulasyonlari, sivi veya kati sekilde, tek veya ¢ok fazli,
tablet olarak veya baska doz birimleri sekilde paketlenmis veya paketsiz olarak

hazirlanabilirler. Sivi formulasyonlarin su icerigi % 35 ila % 90 arasinda degisebilir.
Bulus, islem orneklerinin araciligiyla agikliga kavusturulur.

Genel olarak: Test cisminin ev bulasik makinesinin icinde ilk temizlenmesinden sonra
camlarin tartiimasina kadar ve gorsel olarak desenlerin izlenmesinden sonra sadece
temiz pamuklu eldivenler ile tutulmasina dikkat edilir, boylelikle test cisminin agdirhk

veya gorsel etkisi yaniltilmaz.

Mevcut bulusun gergcevesi dahilinde, eger acik olarak aksi bildiriimemis ise, % ve ppm
surekli agirhk vyuzdesi % veya agirlk ppmi ifade eder, ve bulusa uygun
formulasyonlarin durumunda toplam kati madde icerigi ile ilgilidir.

I. Buluga uygun formulasyonlarin uretimi
1.1 Baz karisimlann Uretimi

Ik once tablo 1'e gore kullanma maddeleri olarak elde edilen baz karigimlar Uretilir.
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Tablo 1: bulusa uygun formulasyonlar ile deneyler icin baz kangimlar ve kargilagtirma

formulasyonlari

Baz-1 Baz-2 Baz-3
Proteaz 2,5 2,5 2,5
Amilaz 1 1 1
n-C1gH37{(OCH>CH:)sOH 5 5 5
Sodyum tuzu olarak, tamamiyla notralize edilmis olan, poli- 10 10 10
akrilik asidi M, 4.000 g/mol,
Sodyum per karbonat (D.1) 10,5 10,5 10,5
TAED 4 4 4
NazSiz0s 2 2 2
Na:COs 19,5 195 195
Sodyum sitrat di- hidrat 0 22,5 a0
HEDP 0,5 0,5 0,5

Not: Butun miktar verileri g olarak verilmigtir.

Kisaltmalar:

MGDA: Tri- sodyum tuzu olarak metil glisin di- asetik asit
TAED: N,N,N' N'- tetra asetil etilen di- amin

HEDP: hidroksi etan-(1,1-di fosfon asidi)’nin sodyum tuzu

.2 Bulusa uygun formulasyonlarin tretimi

Bir 100 ml'lik deney tupunun igine 20 ml destile edilmis su eklenir ve arka arkaya

kanistirarak sunlar ilave edilir:
ginko-  tuzu (B.1) veya (B.1), tablo 2'ye (veya Je) gore
poli- etilen imin (C.1), (C.2) veya (C.3), tablo 2'ye (veya 3'e) gore oda sicakhiginda 10

dakika suresince kanstirihr. Ardindan, tablo 2'ye (veya 3'e) gore, 30 ml su iginde
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gozulmus olarak MGDA- tri- sodyum tuzu (A.1) ilave edilir. Bir agik gseffaf cozelti elde
edilir. Su buharlastinhir. Daha sonra tablo 2'ye (veya 3'e) gore baz karisim ilave edilir

ve karistinlarak kurutulur.
Tablo 2'ye gore ( ve de 3) test edilmis olan bulusa uygun formulasyonlar elde edilir.

Karsilastirma formulasyonlarinin tretimi icin benzer sekilde ilerlenir, ancak ¢inko- tuzu
(B) veya poli- etilen imin (C) atlanir veya her ikisi atlanir.

Kesintisiz calisma sistemi olan bulasik makinesinin testi sirasinda (veya daldirma
testinde) baz karigimin ilgili paylan sulu gozelti (A.1), (B) veya (Cyden ayri olarak
dozlanir, kurutulmus formulasyonun ayni miktarlarda etki maddelerinin uzerinde test
edildiginde elde edilen sonuglar ile ayni sonuclar elde edilir. Yani dozlamanin sirasi
onemli degildir.

(B.1): ZnSO4-7 H20. Miktar verileri ginko ile ilgilidir

(B.2): ZnO. Miktar verileri cinko ile ilgilidir

(C.1): Poli- etilen imin —homo polimer, Mw 800 g/ mol, DB = 0,63

(C.2). Poli- etilen imin- homo polimer, Mw 5.000 g/ mol, DB = 0,67

(C.3). Poli- etilen imin- homo polimer, Mw 25.000 g/ mol, DB = 0,70

Il. Bulusa uygun formulasyonlarin kullanimi ve camlarin makine ile temizlenmesi

icin kargilagtirma formulasyonlari

Bulusa uygun formulasyonlarin ve karsilastirma formulasyonlarinin analizi asagidaki
gibi gergeklesir.

1.1 Kesintisiz calisma sistemi olan bulagik makinesinin analiz metodu
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Bulagik makinesi: Miele G 1222 SCL
Program: 65 T (6n yikama ile birlikte)

Temizleme maddesi: 3 Sampanya bardagd "GILDE", 3 snaps bardagi, INTERMEZZO"

Temizlemek i¢cin camlar bulasik makinesinin ust bulasik sepetinin icine yerlegtirilir.
Bulasik yikama maddesi olarak her seferinde tablo 2'ye gore bulusa uygun
formulasyonundan veya karsilastirma formulasyonundan 18 g konulur, burada tablo
2'de, etkin bilesenler {A.1), gerektigi durumda {(B), gerektigi durumda (C) ve bulusa
uygun formulasyonun baz kansimi her seferinde tek tek belirtir. 65 Tilik bir son
durulama sicakhiginda yikanir. Su sertligi, her seferinde sifir ile bis 2 dH arali ginda
bulunur. Her seferinde 50 yikama devresi, yikanir, yani program 50 x g¢aligir.
Degerlendirme, 50 yikama devresinden sonra gravimetrik olarak ve gorsel olarak
gergceklesir. Camlarin adirhd ilk yikama devresinin baslamasindan once ve son
yikama devresinden sonra kurutmadan sonra belirlenir. Agirlik kaybi, her iki degerin
farkidir. Gravimetrik degerlendirmenin yaninda, yikanan malzemenin 100 devreden
sonra karartilmis bir oda icinde bir delikli plakanin arkasinda isik altinda bir 1 (cok kotu)
ile 5 (gok iyi) olan bir not skalasi kullanilarak bir gorsel degerlendirme yapilir. Bu sirada

her seferinde yuzeysel asinma/ puslanma veya dogrusal asinma icin notlar belirlenir.
1.2 Daldirma testi icin analiz metodu

Araglar:
Temas termometresi icin deligi bulunan kapagi olan asil ¢ekil tencere (hacmi yaklasik
6 litre),

Asil  celik tencere igcin dayanadi olan 1zgara zemin ekleme pargasi,
Karistirma gubugu olan manyetik karistirici, temas termometresi, delidi olan lastik tipa,

Deney sartlar:

Sicaklik: 75 T

Sure: 72 saat

5 litre destile edilmis su veya tanimlanmis su sertligi olan su {“suyun sertligi”)

Test cismi olarak, Firma Libbey (NLYnin bir sampanya bardagdi ve bir snaps bardagi

kullanilir, malzeme: soda- kireg camlari.
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Deneyin uygulanmasi:

Ilk dnce on islem amaci ile test cismi, olasi pisliklerin gikarilmasi igin bir ev bulagik
makinesinin  (Bosch SGS5602) igcinde 1 g vyuzey akitif madde (n-
C18H37(OCH2CH2)100H) ile ve 20 g sitrik asit ile yikanir. Test cismi kurutulur, agirhgi

belirlenir ve 1zgara zemin ekleme parcasinin uzerine sabitlenir.

Asil celik tencere 5,5 litre su ile doldurulur ve buna 18 g bulusa uygun formulasyon
veya karsilastirma formulasyonu ilave edilir, burada tablo 3:te, etkin bilesenler (A.1),
gerektidi durumda (B), gerektigi durumda (C) ve bulusa uygun formulasyonun veya
karsilastirma formulasyonun baz kangimi her seferinde ayri ayn belirlenir. Bu sekilde
elde edilen temizleme ¢ozeltisi manyetik karnstiricinin yardimiyla dakikada 550 donus
ile karistinlir. Temas termometresi monte edilir ve asil ¢celik tencere kapak ile kapatilir,
boylelikle deney sirasinda hig su buharlasamaz. 75 T sicakli ga 1sitilir ve her iki test
cismi olan 1zgara zemin ekleme parcasini asil celik tenceresinin icin oturtulur, burada,

test cisminin tamamiyla sivi igine dalmis olmasina dikkat edilmelidir.

Deneyin sona ermesinden sonra test cisimleri disar ¢cikanlir ve akan destile su altinda
yikanir. Daha sonra test cisimleri ev bulasik makinesinin iginde, olasi tortulan ¢gikarmak
icin 1 g yuzey aktif maddeden (n-C1sH37(OCH2CH2)100H) ve 20 g sitrik asitten

meydana gelen bir formulasyon ile, yeniden 55 T- p rogram ile yikanur.

Gravimetrik zarari derecelendirme icin kuru test cisimleri tartilir. Ardindan test cisminin
gorsel dederlendirmesi gerceklestirilir. Burada test cisminin Ust yuzeyi dogrusal
asinma {cam cizikler) ve puslanma asinmasi (yuzeysel puslanma) agisindan

derecelendirilir.

Degerlendirme asagidaki semaya gore gergeklestirilmistir.
Dogrusal aginma:

L5: highir dogru algilanmaz

L4 cok az bolge icinde dusuk dogru olusumu, ince dogru aginmasi
L3: birkag bolge icinde dodru asinmasi

L2: cok sayida bolge icinde dogdru asinmasi

L1: cok kuvvetli goze carpan dogru asinmasi

Cam puslanmasi
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L5: highir puslanma algilanmaz

L4: cok az bolge icinde dusuk puslanma
L3: birkac bolge icinde puslanmalar

L2: cok sayida bolge icinde puslanmalar

L1: hemen hemen butun cam ust yuzeyinin Uzerinde cok kuvvetli gdze carpan

puslanma
Desen eslestirme sirasinda ara notlara (ornek olarak L3-4) izin verilir.

Testler igcin su yerine, 2 dHhk sert su kullanihrsa, o zaman bulusa uygun
formulasyonlar ilgili karsilastirma formulasyonlanna gore ayni sekilde surekli, cam

agsinmasinin onlenmesi ile ilgili olarak daha iyi durumdadirlar.
I1.3 Sonuglar
Sonuglar, tablo 2 ve 3'te 0zetlenmistir.

Tablo 2: Bulasik makinesi ile testin sonuglar (kesintisiz calisma sistemi)

Omek Baz kansim: (A1)  (B) (C)  Adirhk Agirhik  Gorsel Gorsel
[a] [a] [mg] [mg] kaybi kaybi dederlendirme  dederlendirme
Sampanya $Snaps Sampanya Snaps bardad:
bardadi bardadl bardag
[mg] [mg]
V-D3.1 Baz3:162 18 -- 75 45 L1, T2 L1, T1-2
V-D3.2 Baz3:162 1.8 36 -— 50 30 L1, T3 L1, T3
V-D1.1 Baz1:99 81 - 82 53 L1, T1-2 L1, T1-2
V-D1.2 Baz1:99 8.1 36 - 65 41 L1, T2-3 L1, T2-3
V-D1.3 Baz1:99 8.1 7.5 36 19 L2-3, T34 L2-3, T4
D14 Baz1:99 8.1 36 75 21 11 L3, T4 L3-4, T4-5

D15 Baz1:99 81 9 75 17 8 L3-4, T4-5 L4, T4-5



Omek Baz kansim: (A.1)

D1.6

lg]

Baz 1: 9,9

V-D3.3 Baz 3:16,2

D3.4

D3.5

Tablo 3: Daldirma Testi

Ornek

V-1.3.1

V-1.3. 2

V-1.3.3

1.3.4

1.3.5

Baz 3. 16,2

Baz 3: 16,2

Baz

kangimi, [g]

Baz 3: 15,3

Baz 3: 15,3

Baz 3: 15,3

Baz 3: 15,3

Baz 3: 15,3

9]

8,1

1.8

1.8

1.8

(A1)

gl

27

27

2.7

2.7

27

(B)
[mg]

18

18

36

(B)
[mg]

36

18

36

(€)
[mg]

7,5

1,7

1,7

1,7

(C)
(mg]

2.7

27

Adirhk  kaybi

23

Agirlik
kaybi
Sampanya
bardadi
[mg]

16

34

16

12

Sampanya

ba

18

15

80

50

45

rdagi [mg]

0

5

Agirhk
kaybi

Snaps
bardag
[mg]

16

Adirhik
kaybi

Jnaps
bardag

[mg]
95
77
43

27

23

Gorsel Gorsel
degerlendirme deerlendirme

Sampanya Snaps bardagi

bardagi

L4, T4-5 L4-5,T5

L2-3, T3-4 L2-3, T3-4

L4, T4-5 L4, T4-5

L4, T4-5 L4-5,T5
Gorsel Gorsel

degerlendirme  degerlendirme

Sampanya $naps bardag!
bardagi

L1-2, T2 L2, T2

L2, T2-3 L2-3, T2-3

L3, T3-4 L3, T4

L4, T4-5 L3-4, T5

L4, T4-5 L4, T5



